LPW

More than cleaning

PULSE CNp

PowerPulse CNp ist ein kompaktes, halbautomatisches Reinigungssystem
fur anspruchsvolle Aufgaben in Entwicklung, Produktion und Kleinserie.
Ausgelegt fur den industriellen Alltag, auch im mehrschichtigen Betrieb
und mit manuellem Chargenhandling. Durch die Kombination der gepulsten
Vakuumreinigung auf Basis der zyklischen Nukleation (CNp) mit Ultraschall
ermoglicht das System den gleichzeitigen oder selektiven Einsatz beider
Technologien - abhangig von Bauteilgeometrie, Verunreinigung und
Sauberkeitsanforderungen.

Stellflache ca. 2,3 m?

Reinigung und Spiilen mit integrierter Vollstromfiltration
Infrarot-/Vakuumtrockner

Zyklische Nukleation (CNp] und Ultraschall

55 L nutzbares Volumen je Charge

Korbmafl 530 x 320 x 200 mm



Mit PowerPulse CNp schliet LPW gezielt die Liicke zwischen Laborsystem und

produktionsnaher Reinigungslosung - kompakt, zuverlassig und mit Technologien,

die auch bei anspruchsvollen Geometrien ihre Starken ausspielen: Die integrierte
Vollstromfiltration stellt stabile Prozessbedingungen sicher und unterstitzt einen
wartungsarmen Betrieb. Eine separate Vakuum-Infrarot-Trocknungsstufe, die
vollstandig in das Gesamtsystemkonzept eingebettet ist, liefert effiziente und
reproduzierbare Trocknungsergebnisse - auch bei empfindlichen Bauteilen und
komplexen Geometrien.

Somit stellt PowerPulse CNp eine robuste, produktionsbereite Losung fir den
dauerhaften Einsatz in Fertigungsumgebungen dar, fir die Prozessstabilitat,
Bauteilschutz und eine konstante Reinigungsleistung wesentlich sind.

Merkmal Wert

Abmessungen (Tiefe x Breite x Hohe]) 800 x 2.813 x 1.496 mm

Anschlussleistung 35 A/15 kW

Filter-/Heizkreislauf ca. 1 m*/h

Heizleistung 5 kW

Ultraschallleistung ca. 9 W/L
HMI Trocknungskammer

Das HMI ermdglicht die Eingabe der jeweiligen Sie ermoglicht eine Kombination aus
Parameter und kann zusatzlich tiber den Sm(@rtClient Vakuum- und Infrarottrocknung.

mit mobilen Endgeréaten (z. B. Tablet) bedient werden.

U

POWERPULSE CNp

Fiillstandsensor

Temperatursensor

Ultraschalleinheit

Schragboden mit Ablauf

am tiefsten Punkt

Asymmetrischer Volumenstrom

Die asymmetrische Volumenanderung, ausgelost durch
die Wasserdampfbildung, erzeugt einen pulsenden
Pumpeffekt, der den Medienaustausch in Kapillaren und
Sacklochern sicherstellt und dadurch die Entfernung von
Verunreinigungen aktiv forciert.

Kavitation
Gasblasen bilden sich auf der reaktiven Oberflache.
Die Gasblasen expandieren.
Die Blasen implodieren und erzeugen Kavitation.

Aufgrund der isostatischen Verteilung der Druckanderung
in der Reinigungsflissigkeit ist die zyklische Nukleation
(CNp) besonders wirksam bei schwer zu reinigenden
Geometrien, wie etwa bei Hinterschneidungen und engen
Kanalen.



Medizintechnik Labore oder hochwertige Einzelkomponenten

Z. B. Reinigung von medizinischen Geraten, Kapillaren Komplexe Bauteile oder Baugruppen.

und Stents.

Allgemeine Industrie Additive Fertigung

Anforderungen aus der spanenden Fertigung Entpulvern oder finale Reinigung nach dem
oder Instandhaltung mit hohen Anforderungen an Post-Processing.

die technische Sauberkeit.
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